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＜参考図＞ 

 

 

 

 

 

図 1 ラベリング処理後の画像の典型例       図 2 インゴット再構成結果 

 （試料は 156mm 角ウエハー）              （底面が 156mm 角のブロック） 

 

 

図 3 シリコンインゴット（底面が 156mm 角のブロック）中の結晶欠陥の３次元分布 

結晶欠陥の集合体ごとに色分けしている 

 

 



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927024818302964

